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En las pequefias y grandes industrias para la
limpieza en seco, es préctica tredicionsl regenerar los
disolventes por filtracién sobre tela metélica, algoddn o
"Nylon", para limplarlos de las impurezas insolubles,y

5 después por destilacién en alambiques, a la temperatura
de ebullicidn, con condensacidén de los vapores en un
refrigerante.

Le destilacién es una operacidn lente y dispen-

diosa que, ademds altera las propiedades de clertos disol=-

10. ‘ventes, en psrticular debido a la accibdn quimica de
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clertas impurezaes o por efectos de polimerizacidén; para
el percloretileno, por ejemplo, es una temperaturs de
1212 a la que es preciso poner la mesa del disolvente
y que es preciso mentener, dado que, para une buena
5 compensacién térmica y unefegularidad de la aeportacién
de calor, se calienta de ordinario el alsmbique no a
fuego vivo sino por medio de un serpentin recorrido por
un fluido caliente, entonces serd preciso disponer de
vapor de sgue & presidén o recurrir a un fluido especial.
10. La presente invencién ha sido ideade con objeto de
remedisr log inconvenientes de los procedimientos y
aparatos clédsicos de regeneracién de los disolventes
tales como se emplean pars le limpieza en seco. Lo ha
sido mds especialmente con objeto de permitir el empleo
15. de unz instalacidén méds sencilla y menos onerose y de
conseguirse y entretenerse as{ como disponer el disolvente
en el curso de su recuperacién, particularmente gracias
el trebejo a uns temperaturs mds baja.
Segun una perticularided de la invencidn, se
20. somete el disolvente a purificar, a la vez que se le
d4 une gran superficie libre, & una evaporacién , a una
temperatura netamente inferior a su punto de ebullicidn,en
una atmésfera barrida por un ges caliente y se somete la
mezcla de gas y de vapores a un enfriemiento pars recupe-
25 rar el disolvente en estado l{quido.
Por regla general, se lleva & cabo la evaporaciédn
a une temperaturs del orden de 502 a 802 , tanto més eleva-
da en esta gama cuanto mds elevado es el punto de
ebullicidén.del disolvente.
30. En particuler, se puede admitir disolvente en
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una gran superficie en un recinto que recibe el gas a la
tempefatura adoptade pares ia eveporacién, si se precisarsa,
sin otra aportacidén de calor sl diéolvente gque por medio
del gas, evacuar de este recinto la mezcle de gas y de
vapores, sepsrar el disolvente por enfriamiento y calen-
tar y enviar despuds de nuevo al recinto el gas asi
desprovisto, en su mayor parte, de disolvente.

Se puede tambien trabajar en contf{nuo, envidn-
dose de nuevo el disolvente regenerado a la ingtalscidn
de limpieze mientras que los lodos se extraen en continuo
o periodicamente del recinto.

Una venteja muyfpreciable en todos los casos, es
la supresidn de los filtros y alambiques.

Pare que la superficie del disolvente durante
la evaporacién sea lo mfés grende posible, se la puede
subdividir pera que se admita en gotitas, en particular
en la corriente de gas caliente, o tambien hacerle chorrear
8l contacto de este gas 0 renovar constantemente ls super-
ficie libre pdr un dispositivo de agitacidén mecédnica.

Se ha descublerto que ers particulérmente eficaz
y que era cémodo, pera la facilidad de extraccidn de los
lodos, provocer la~exposici6n en 1léminas delgadas por
medio de discos verticeles o inclinados que se sumergian
en su parte inferior, en una maesa de disolvente a purificar
Yy en arrastrar una pelicula sobre cade una de sus superfi-
cies, al contacto de gas caliente que avanzan entre estos
disoos; las impurezas pueden asi acumulerse en la zone
en calma, situada bejo los discos a alguna distancié de
estos Wltimos, por debajo de la mass de disolventee.

El procedimiento y el aparato que constituyen el
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objeto de la presente invencidn. ofrecen la ventaja de
facilitar la utilizacién,conjuntamente‘con un medio disol-
vente, de las siliconas (por ejemplo, el producto gue se
vende en el mercedo bajo el nombre de "Rhodorsil") cuyo
empleo pera el tratamiento de los textiles a los efectos
de su limpieza se ha,preéonizado. La presencis de tales
substancias en proporcién muy reducide en el disolvente

g purificar se traduce, en efecto, en un aleambique,

por una produccién de espumas, tan pronto como la tempers-
tura se aproxims al punto de ebullicidn del disolvente y
es entonces cuando'espumas tenaceé invaden el condensador
y dén luger a le interrupcién de la destilacidén. Este
inconveniente queds evitado cuando se trabaja a unsa
temperstura relativamente baja, segun la invencidén. Esta
dltime permite, pues, dar un nuevo. impulso a la limpieza
en seco siliconade.

La descripcidn que sigue comparads con el
dibujo adjunto ,dado a titulo de ejemplo no limitativo,
permitird comprender el modo en que la invencidn puede
ejecutarse, sobrentendiéndose que las particularidades
que resulten tanto del dibujo como del texto, forman
parte intsgrante de la presente invencién.

Le figure dnica es el esquema de una instalacién
de limpieza con recuperacién de disolvente segiin el
invento.

En 1 se ha indicado una mdquine para la limpieza en
seco, que puede seor de un tipo cualquiera y que tiene un
conducto 2 para la admisidén de disolvente fresco y un
conducto 3 para la evacuacién de disolvente a purifioar;

El disolvente puede ser por ejemplo, un hidrocarburo o
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derivados clorados, de hidrocarburos,llegado el caso,

acompafiado de una silicona.

El conducto 3 termina en un depdsito de almacens-
do 4 en comunicacidén por un tubo 5, con un recipiente o
recinto de evaporacidén 6; en el tubo 5 v interpuesta,
de preferencia, uns vilvule de mando automdtica 7 que
garentiza la alimentacidén del recinto 6 & partir del |
depdsitb 4 tan pronto como el nivel ha descendido
en dste por debajo de un plano debtormin=do.

El recipiente 6 puede, segun se representa,
tenér un fondo en forme de tolva, con abertura ‘de vaciado
en su parte bhaja. En unas paredes opuestas del racipiente,
vén montados los soportes de un 4rbol giratorio hueco 8,
provisto en el interior de una polea 9 acoplada por
una correa 10 al drbol de un motor eléetrico 11 de que es
portador el recinto. Sobre el érbol hueco 8 vén fijados
de tarde en tarde, unos discos buzos 12 cuya parte
inferior se sumerge en la masa de disolvente 13. El 4rbol
8 v4 unido, por el extremo, a un conducto de admisién
14 de gas caliente,por ejemplo, aire celiente, y vé
perforado en su longitud, particularmente entre los discos
12, de modo que distribuya el gas en el recipiente 6.

De la parte supsrior del reointo 6 parte un
tubo 15 que termine en un ventilador de aspiracién 16
que impulsa la mezcla de gas y de vapor en la parte
slta de un condensador 17 que tiene un haz tubular de
enfriamisnto 18. En el zécalo 19 de este condensador
el gas se separa del disol&ente condensado y, por un

tubo 20, se dirige a travéds de un recalentador 21 para
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engancharse despuds en un conducto 14. Bajo el zdcalo 19

hay dispuesto un recipiente colector de disolvente
1{quido 22 que comunica, por un tubo 23 con una tina de
almacenado 24 de disolvente purificado. En el conducto
2 v4 interpuesta una bomba'25 pare extraer el disolvente
regenerado en la tima 24 e introducirle en la méquins de
limpieza 1, mientras que una bomba 26,interpuesta en el
conducto 3, impulss el disolvente a purificar en el
depbsito 4.

Se sobrentiende que la instelacién representada
esquendticamente en el dibujo solo se d4 a t{tulo ilustra-
tivo y que pueden introducirse en elle modificaciones,
particularmente por sustitucidén de medios téenicos equi-
valentes, sin salirse'por ello del drea de la presente
invencién.

N 0o T 4

Descrita suficientémente la naturaleza del
invento, as{ como la meneras de realizarlo en la prdctioa,
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de modificaciones de detalie,
en cuanto no alteren su principio fundamental. Tambien
ge hace conetar que el invento corresponde a una solicitud
de patente presentada en Francia con fecha 3 de Octubre
de 1959 ne %75.857, acogiéndose, por lo tanto, a los
beneficios que conceden los Convenios Internacionales en
vigzor y siendo lo que constituye la esencia del referido
invento, y por lo que se solicita Patente de Invencidn
por 20 afios en Espafla: "Procedimiento y aparato de
depuracién de disolventes en particular para la industrie

de la limpieza en seco'; ceracterizdndose por lo siguientes
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12.~ Procedimiento de depuracién de disolventes
en particular para la industrie de la limpieza en seco,
caracterizdndogse porgue se somete el disolvente a purifi-
car, a la vez que se le d4 una gran superficie libre,

& una evaporacidn a une temperatura netamente inferior a
su punto de ebullicién, en unsa atmdsfera barride por un
gas caliente y se somete la nezcla de gas y de vapores

a un enfriamiento para recuperar el disolvente en estado
1{quido.

29.- Procedimiento, segin reivindicacién 18,
caracterizado porque presenta las particularidades
siguientes: a) se efectla la evaporacién a una temperatura
del orden del 50 a 809 b) se admite disolvente en una
gran superficle en un recinto que recibe el gas a la
temperaturas adoptada pars la eveporacidn, si preciso fuera,
sin otra aportacidn de calor al disolvente que por medio |
del gas, se evacua de este recinto o recipiente la mezcla
de gas y de vapor, se separa el disolvente por enfriamiento,
despuds se recalienta y se le envie dénuevo a2l recipiente |
o recinto el gas asi desprovisto en su mayor parte de
disolvente; c¢) se extiende el disolvente & purificar
en ung multiplicided de liminas delgadas al contacto del
gas caliente.

39.~ Aparato de regeneracién continua de
disolventes procedentes de una instélacién de limpieza en
seco, para la realizacién del procedimiento especificado
en la reivindicacién 12, caracterizado porque comprende en
combinacidn con esta instalacidn, un recinto evaporador
que recibe el disolvente a purificar, un dispositivo de

multiplicacién de la superficie del disolvente en contacto
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con la atmésfera de este recinto, un dispositivo de admi-
sién continua de gas caliente en sl referido recipiente
¥y un condensador para recibir le maezecle de gas y de vapor
formado en este recinto, con dispositivo de retorno en
el recipiente y de recalentamiento del gas separado en
el condensador y un dispositivo de retorno del disolvente
condensado en la instalacién de limpieze en seco.

4.~ Aparato segun la reivindicacién 32, que
presenta las particularidades siguientes: a) el dispositivo
de multiplicacidén de la superficie del liquido comprende
unos discos verticales o inclinados que se sumergen, en
su parte inferior, en una masa de disolvente a purificar

en la base del recinto y vén montados sobre un drbol

giratorio de modo que arrastre una pelicula de 1{quido

gobre cada unz de sus superficies; b) el drbol especifi-
cado o3 un 4rbol hueco y perforado que recibe el gas
caeliente para distribuirle en el recinto o recipiente.

52.- Procedimiento y aparato de depuracién de
disolventes ,en particular para la industria de la
limpieza en secoj; tal y como gueda substancislmente
deserito en la presente memoria, e ilustrado en los
adjuntos dibujos.

Este memoris consta de odho hojas,escritas s
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